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离子液体电沉积铝及铝合金镀层的研究进展

吴　江１，阚洪敏１，２，王文鑫１

（１．沈阳大学 机械工程学院，辽宁 沈阳　１１００００；
２．辽宁省多组硬质膜研究及应用重点实验室，辽宁 沈阳　１１００００）

［摘　要］　近些年来离子液体中电沉积制备铝及铝合金镀层的电沉积技术作为一种新型绿色工艺而
备受关注，且铝及铝合金镀层在航空航天、电子、汽车等诸多领域得到广泛应用。离子液体作为电解质

具有导电性高、电化学窗口宽等优点，采用离子液体电沉积铝及铝合金镀层能够有效提升镀层的耐蚀

性、强度和硬度等一系列性能，这为一些耐蚀性低、力学性能差的材料的加强提供一种可行性的方法。

本文系统综述了近些年来不同离子液体体系电沉积铝及铝合金的研究进展，重点介绍不同类型离子液

体电沉积铝及其合金的现状和优势，并针对其缺点及改进措施进行分析和总结。ＡｌＣｌ３型离子液体存在
稳定性较低、合成工艺复杂等缺陷，限制了其工业方面的应用；加入适量添加剂可以弥补液体稳定性不

足、制备工艺复杂、制备原料昂贵等缺点，但还存在黏度大、成本高等问题。目前多功能性离子液体正在

成为化学和材料科学中的一个重要研究领域，随着研究的深入和技术的发展，预计离子液体将在未来的

工业生产中发挥更大的作用。
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［第一作者］吴江（１９９７—），男，辽宁大连人，在读研究生，主要研究

方向为材料表面改性。

［通信作者］阚洪敏（１９７８—），女，辽宁锦州人，博士，硕士生导师，

主要研究方向为金属及其复合镀层的电沉积制备及应用。

［基金项目］辽宁省自然科学基金项目（２０２１－ＭＳ－３４３）。

０　引言
铝作为地壳中含量最丰富的金属元素之一，其

具有价格低廉、机械性能优异以及对环境友好等特

性，因其在空气中性质稳定而作为体相材料被广泛

应用，同时因为其优异的物理化学性质而作为极具

潜力的涂／镀层材料。铝及铝合金镀层用途广泛，在
提高金属基体的硬度、耐磨性、耐蚀性及装饰性等领

域发挥重要作用。制备铝涂层的传统方法有热喷

涂、冷喷涂、热浸镀、气相沉积、化学电沉积等［１］，其

中电沉积由于反应效率高、耗能低、易于控制等优点

而被广泛使用。但是由于在水溶液中直接电沉积铝

时，氢气会先于铝析出来，所以必须采用非质子惰性

电解质，例如无机熔融盐、有机溶剂或者离子液体

（ＩＬｓ）。
有许多学者研究了由 ＡｌＣｌ３与 ＮａＣｌ、ＫＣｌ、ＬｉＣｌ

等氯化物组成的无机熔融盐［２－６］，结果发现无机熔

融盐具有腐蚀性强、工作温度高、污染环境等问题；

有机溶剂中电沉积铝则受限于其狭窄的电化学窗口

（例如环丁砜构筑的电解液的电位窗口为 ３４
Ｖ［７］），且挥发性强，操作环境不友好。

相比之下，离子液体可在室温下进行反应，热稳

定性高且绿色环保。第一份关于离子液体的报告可

追溯至１９１４年［８］，离子液体是指熔点低于１００℃的
熔融盐，一般由有机阳离子以及有机或无机阴离子

组成，具有极高的化学稳定性和较宽的电化学窗口

（如［ＰＰ１３］ＮＴｆ２的电化学窗口可达６Ｖ
［９］）。

本文主要总结了离子液体在电沉积铝及铝合金

方面的研究现状。针对不同类型离子液体电沉积铝
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及铝合金的研究以及添加剂对离子液体电沉积铝及

铝合金的作用进行综述与分析，旨在探索电沉积制

备铝及铝合金镀层的最佳电解质体系。

１　不同类型离子液体电沉积铝的研究
１１　ＡｌＣｌ３型离子液体

ＡｌＣｌ３型离子液体是目前应用最广泛的电沉积
铝及铝合金的离子体系，该体系由ＡｌＣｌ３与有机物质
组成。其中氯铝酸盐离子液体ＲＣｌ－ＡｌＣｌ３（Ｒ

＋代表

有机阳离子）在电沉积铝及铝合金方面研究较多，

该体系存在式（１）（２）所示的平衡反应［１０－１１］。

ＡｌＣｌ３＋Ｃｌ
－→ＡｌＣｌ－４ （１）

ＡｌＣｌ３＋ＡｌＣｌ
－
４→Ａｌ２Ｃｌ

－
７ （２）

由上式可知，在氯铝酸盐离子液体体系中，通过

控制ＡｌＣｌ３的含量可以调节离子液体的酸碱度。因
为在碱性离子液体中 ＡｌＣｌ３以 ＡｌＣｌ

－
４形式存在，比有

机阳离子还原电势更负，所以不能发生还原反应。

在Ｌｅｗｉｓ酸性离子液体中存在的基团是 Ａｌ２Ｃｌ
－
７，比

有机阳离子的还原电势更正，可以还原出铝［１２］。反

应机理见式（３）。
４Ａｌ２Ｃｌ

－
７ ＋３ｅ

－→７ＡｌＣｌ－４ ＋Ａｌ （３）
郑勇、张 锁 江 等［１３］以 Ｌｅｗｉｓ酸 性 ＡｌＣｌ３ －

［Ａｍｉｍ］Ｃｌ（１烯丙基３甲基咪唑氯铝酸盐）离子液
体为电解质，在１０～２５ｍＡ·ｃｍ－２和３１３２～３５３２Ｋ
的条件下在铜基体上获得光滑、致密且黏附良好的

铝涂层，与传统的氯铝酸盐基离子液体相比，该类型

的离子液体电沉积效率更高、电沉积出的铝镀层纯

度也提高了一截。Ｊｉａｎｇ［１４］研发了一种非常稳定的
ＡｌＣｌ３－ＤＭＳＯ２电解质，可以在很宽的温度范围（１１０～
１５０℃）和电流密度（５～２０Ａ·ｄｍ－２）下用于铝的电
沉积；在１３０℃和１０Ａｄｍ－２条件下，当 ＡｌＣｌ３／ＤＭ
ＳＯ２为０２∶１时，对铝合金进行电精炼，得到致密的
纯铝镀层；电解铝阴极电流效率接近１００％，但能耗
过高，达到 ９９～１０８ｋＷｈ·ｋｇ－１。李圆圆等［１５］在

ＡｌＣｌ３－ＥＭＩＣ离子液体中铸铁表面电沉积铝并获得
完全覆盖基体、致密的铝涂层，随着电流密度增大，

晶粒逐渐变小，铸铁耐腐蚀性增高；当电流密度达到

３０ｍＡ·ｃｍ－２时，该铝涂层相较铸铁腐蚀电流密度降
低了１个数量级，显著提高了基体的耐腐蚀性能，表
面形貌整体仍然明亮完整。

ＡｌＣｌ３型离子液体最大的缺点是吸湿性，当离子

液体暴露于空气中时，空气中的水分对其微观结构

和物理化学性质都会产生较大影响。为克服离子液

体对水和空气的敏感性问题，采用在离子液体表面

覆盖有机液体层隔绝空气是一种可行的办法。Ａｂ
ｂｏｔｔ［１６］在离子液体顶部覆盖了不混溶的碳氢化合物
层，采用氯化铝和尿素的混合物在不需要手套箱且

潮湿的环境中成功电沉积黏附性较好的铝镀层。

Ｂａｋｋａｒ［１７］以癸烷作为 ＡｌＣｌ３－ＥＭＩＣ体系的保护层，
成功在空气中电沉积铝，并通过循环伏安法在惰性

气体手套箱中得到了相同特征的镀层。

Ｔａｎｇ等［１８］研究发现，Ａｌ的电沉积分为初始成
核阶段和沉积生长阶段，初始成核阶段与极化方法

及电流密度有关；低电流密度初始成核速率较小，颗

粒尺寸较大，而高电流密度初始成核速率较大，颗粒

尺寸较小；运用电流脉冲极化方法可在高电流密度

下获得小颗粒的致密均匀的铝镀层。由于铝比较活

泼无法在水溶液中沉积，因此离子液体的含水量对

电解液的稳定性至关重要。裴启飞等［１９］研究水对

ＡｌＣｌ３－ＢＭＩＣ（１丁基３甲基咪唑氯铝酸盐）离子液
体电沉积铝涂层形貌的影响，发现当离子液体含水

量１３９ｍｏｌ／Ｌ时，得到的铝镀层致密均匀；当离子
液体含水量在１６７ｍｏｌ／Ｌ时，镀层出现疏松现象。

目前，ＡｌＣｌ３型离子液体电沉积铝作为一种新型
的电化学技术仍存在一些问题和挑战：温度较高时，

离子液体电解液的稳定性会降低；另外，沉积铝的形

貌和结构会随着电流密度和温度的变化而变化；离

子液体的合成工艺复杂、价格昂贵，限制了其工业应

用。后期还需在以下方面做出突破：优化离子液体

体系的电解温度、电流密度等条件，改善铝的沉积形

貌和晶相结构；研发更简单、成本更低的合成方法来

降低离子液体的生产成本，促进其在工业中的应用；

研发对温度、水和氧具有更好稳定性，以及更宽的电

化学窗口的新型离子液体电解质。通过这些改进，

ＡｌＣｌ３型离子液体电沉积铝技术有望在未来得到更
广泛的应用和发展。

１２　低共熔溶剂
近２０年来，许多学者针对 ＡｌＣｌ３型离子液体电

沉积铝的弊端研发出一种新型、绿色的低熔点混合

物，即低共熔溶剂，这种低温共熔溶剂可以看做是一

种新型的混合型离子液体，该溶剂由氢键受体

（ＨＢＡ）（季铵盐）与氢键供体（ＨＢＤ）（羟酸、尿素、
多元醇等）组成，与传统离子液体相比，制备较为简

·０７· 中 国 有 色 冶 金 有色综述　




单、价格便宜、绿色环保。

离子液体通常是指完全由离子构成的液体，具

有较高的导电性和离子传导性，而低共熔溶剂是由

盐类或有机物混合而成的，其导电性和离子传导性

相对较低。低共熔溶剂沉积铝的原理（例如在

ＡｌＣｌ３／尿素体系中）见式（４）～（６）
［２０］。

２ＡｌＣｌ３＋ｎｕｒｅａ→［ＡｌＣｌ２·（ｕｒｅａ）ｎ］
＋＋ＡｌＣｌ－４ （４）

Ａｌ３＋＋７ＡｌＣｌ－４→４Ａｌ２Ｃｌ
－
７ （５）

４Ａｌ２Ｃｌ
－
７ ＋３ｅ

－→Ａｌ＋７ＡｌＣｌ－４ （６）
Ａｂｂｏｔｔ等［２１］首次在５０℃条件下通过氯化胆碱

与尿素按照摩尔比２∶１混合而成该物质。该物质对
无机盐（如ＬｉＣｌ＞２５ｍｏｌ·ｄｍ－３）、难溶于水的盐（如
ＡｇＣｌ溶解度＝０６６ｍｏｌ·ｄｍ－３）、芳香酸（如苯甲酸
溶解度＝０８２ｍｏｌ·ｄｍ－３）和氨基酸（如 ｄ丙氨酸溶
解度＝０３８ｍｏｌ·ｄｍ－３）具有高溶解度。这种混合物
的另一个优点是它是可持续的，可生物降解的，并且

可以从现成的材料中生产出大量的变体。这种物质

也是第一次被定义为低共熔溶剂的物质。Ｗａｎｇ
等［２２］发现采用有机碱（ＤＢＵ、ＤＢＮ和 ＴＭＧ）作为
ＨＢＡ和硫脲或者硫脲衍生物作为 ＨＢＤ形成的一种
稳定的低共熔溶剂，并将其与氧化铝混合形成胶体，

浓度较高，达到了０６ｍｏｌ％。最后在低温低电位条
件下获得了均匀的铝涂层。电流密度通常对阴极上

电沉积铝镀层的亮度、厚度和微观结构有着显著影

响。Ｐｒａｂｕ等［２３］在ＡｌＣｌ３－尿素体系电沉积铝出了表
面形貌较好的铝镀层。试验过程中，温度以及

ＡｌＣｌ３／尿素的摩尔比对电流密度影响较大，随着摩
尔比值的增加（１∶１～２∶１），电流密度也相应增大；
升高温度可提高还原离子向阴极扩散，增加溶液中

的离子迁移率，进而提高电流密度。王姝羡等［２４］也

在他们的实验中证明了这一点。

低共熔溶剂相对于传统的 ＡｌＣｌ３型离子液体来
说具有制备工艺简单、制备所需原料价格低廉等优

点，并且已有研究证实了其在电化学领域的优越性，

如电解质稳定、溶解度高、制备成本低等优点；但也

存在一些问题，如自身的黏度较大、导电性较低，并

且低共熔溶剂会降低晶粒生长速率，电解需要的温

度也更高，能耗损失增加［２５］。目前国内对于低共熔

溶剂研究进展较慢，但由于其性能比传统离子液体

更加优秀，随着对低共熔溶剂关注度的不断增加，其

在电化学领域的应用会更加广泛。

１３　其他离子液体
除前两种离子液体外，还有一类由有机阳离子

和离散阴离子组成的离子液体，该类液体对水和空

气都较稳定，且具有较好的酸催化活性。此类离子

液体中比较常见的阴离子有：ＢＦ－４，ＰＦ
－
６、ＨＳＯ

－
４、

Ｈ２ＰＯ
－
４、ＡｌＣｌ

－
４、ＣＦＥＳＯ

－
３、ＣＨ３ＣＨ（ＯＨ）ＣＯＯ

－等。

该类离子液体铝的电沉积机理与低共熔溶剂类

似，都是通过不断消耗 Ａｌ２Ｃｌ
－
７ 来生成 ＡｌＣｌ

－
４；ＡｌＣｌ

－
４

再与阳极溶解形成的 Ａｌ＋３ 结合形成 Ａｌ２Ｃｌ
－
７，Ａｌ２Ｃｌ

－
７

再还原结晶得到所需的铝镀层。

２００６年，Ａｂｅｄｉｎ等［２６］首次对铝在三种离子液

体［ＢＭＰ］Ｔｆ２Ｎ（１丁基１甲基吡咯烷双三氟甲磺酰
亚胺盐）、［ＥＭＩＭ］Ｔｆ２Ｎ（１丁基３甲基咪唑双三氟
甲磺酰亚胺盐）、［Ｐ１４，６，６，６］Ｔｆ２Ｎ（三己基－十四烷
基－膦双三氟甲磺酰亚胺盐）中的电沉积进行试验
研究。发现在［ＢＭＰ］Ｔｆ２Ｎ离子液体中可沉积出纳
米晶铝，获得了均匀、致密、光亮、结合力良好的铝镀

层；但在［ＥＭＩＭ］Ｔｆ２Ｎ中仅能得到微米级的粗立方
铝颗粒，颗粒尺寸随温度升高而快速增大；在［Ｐ１４，
６，６，６］Ｔｆ２Ｎ离子液体中得到薄的、镜面状的铝膜；
次年，Ａｂｅｄｉｎ等［２７］又在［ＢＭＰ］Ｔｆ２Ｎ离子液体中得
到纳米晶铝，晶粒尺寸平均为３０ｎｍ，得到纳米级沉
积物的原因可能是［ＢＭＰ］＋起到了细化晶粒的作
用。２０１２年，Ａｂｅｄｉｎ等［２８］在离子液体１丁基１甲
基吡咯烷三氟甲基磺酸［ｐｙ１，４］ＴｆＯ和１乙基３甲
基咪唑三氟甲基磺酸［ＥＭＩＭ］ＴｆＯ中分别电沉积出
纳米晶铝和微米晶铝。该类型离子液体的研究较

少，主要原因是合成困难，且成本较高。

在电沉积铝的过程中，离子液体的黏度、电导

率、熔点、热稳定性和电化学窗口这些因素对电沉积

过程有着显著影响。黏度、温度和电导率影响电解

液的迁移速率，黏度降低、温度升高会提升电导率进

而加快离子迁移速率。熔点不直接影响电沉积过

程，但低熔点有助于离子液体在室温下保持液态，方

便操作。热稳定性高、电化学窗口宽的离子液体，可

以允许在较宽的温度范围和电位范围内进行电沉

积。ＡｌＣｌ３型离子液体黏度小、溶解能力强，可以在
基体上沉积出纯度较高且表面形貌较好的铝镀层；

非ＡｌＣｌ３型离子液体对水和空气较稳定，具有较好的
酸催化活性，这使得该离子液体在电沉积过程中可

以作为催化剂来使用；低共熔溶剂是新型溶剂，具有

合成简单、价格低廉等优点，其作为储能装置的电解
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质以及吸附萃取过程中的吸附剂等有潜在应用。

２　离子液体中铝合金共沉积的研究
在电沉积过程中，有两种或者多种金属（例如

Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ等）在阴极同时发生还原反应的过程称之
为金属的共沉积。电沉积得到的合金通常比单金属

具有更好的耐腐蚀性、更高的硬度、更好的光泽度。

由于共沉积涉及到两种及以上的金属的沉积过程，

所以其电化学过程较为复杂，基于铝在离子液体中

电沉积的理论基础，通过控制电沉积条件可以在离

子液体中得到铝的二元甚至三元合金。

图１　盐酸三甲胺－无水氯化铝离子液体中和ＮａＣｌ－ＡｌＣｌ３低温熔盐中电沉积Ａｌ－Ｎｉ

合金镀层ＳＥＭ图
Ｆｉｇ．１　ＳＥＭｉｍａｇｅｓｏｆＡｌ－ＮｉａｌｌｏｙｃｏａｔｉｎｇｓｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｅｄｉｎＴＭＨＣ－ＡｌＣｌ３ｉｏｎｉｃｌｉｑｕｉｄｓａｎｄ

ＮａＣｌ－ＡｌＣｌ３ｌｏｗｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｍｏｌｔｅｎｓａｌｔｓ

２１　Ａｌ－Ｎｉ合金
侯媛媛等［２９］在不同物质的量比的盐酸三甲胺

与无水三氯化铝合成的离子液体中研究 Ａｌ－Ｎｉ合
金的电沉积，通过试验比较不同 Ｎｉ２＋浓度下复合镀

层的表面形貌。随着溶液中 Ｎｉ２＋含量的增加阴极
表面的形核位点也增加，表面颗粒更加细小；电流密

度也是控制Ａｌ－Ｎｉ镀层表面形貌的关键因素，不同
电流密度下制备的镀层形貌如图１（ａ）～（ｃ）所示；
随着Ｎｉ２＋含量的增高，镀层表面更加平整致密。
ＡｌＣｌ３－ＮａＣｌ体系中，不同 Ｎｉ

２＋含量电沉积得到的

Ａｌ－Ｎｉ合金镀层如图１（ｄ）～（ｅ）所示，表面呈现花
状［３０］，原因可能是因为加入的Ｎｉ２＋促进了盐酸三甲
胺与无水三氯化铝合成溶液中Ａｌ的还原，能更好形
成铝镍金属间化合物：在 ＡｌＣｌ３－ＮａＣｌ溶液中，锰含
量较低时，有枝状沉积产生。

２２　Ａｌ－Ｃｕ合金
Ｓｕｎｅｅｓｈ等［３１］以加入乙酸丙酸铜的 ＡｌＣｌ３－Ｅｔ３

ＮＨＣｌ（三乙胺盐酸盐）溶液作为离子液体在金衬底
上电沉积出了７０μｍＡｌ和３０μｍ铜组成的 Ａｌ－Ｃｕ

·２７· 中 国 有 色 冶 金 有色综述　
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二元合金。铝沉积物呈结节状，表面光滑均匀，相比

于纯铝，该合金具有更强的耐腐蚀性。Ｓｔａｆｆｏｒｄ
等［３２］在溶有 Ｃｕ２＋的 ＡｌＣｌ３－ＥＭＩＣ离子液体中加入
苯，并利用脉冲电流法获得了含有４％铝的 Ａｌ－Ｃｕ
合金，研究发现，加入苯后的溶液电沉积镀层质量优

于纯溶液电镀层质量。Ｇｉｒｉｄｈａｒ等［３３］在含 Ｃｕ
（ＴＦＯ）２［二（三氟甲磺酸）铜（ＩＩ）］的Ｐｙ１，４（１丁基
１甲基吡咯烷三氟甲基磺酸盐）的离子液体中于
１００℃下电沉积得到了平均粒径为 ６０～７０ｎｍ的
Ｃｕ－Ａｌ合金，该离子液体最大的特点是对空气和水
稳定，通过分析得知，合金表面沉积物的主要形式为

Ｃｕ３Ａｌ，减小过电位至 －０５５Ｖ可以得到平均晶粒
尺寸为１５～２５ｎｍ的Ｃｕ－Ａｌ合金。
２３　Ａｌ－Ｍｎ合金

徐静等［３４］在含ＭｎＣｌ２的ＡｌＣｌ３－ＥＭＩＣ离子液体
中在铜基体上电沉积制备了Ａｌ－Ｍｎ合金镀层，镀层
内部和表面 Ｍｎ的原子分数分别为 ２１１％和
１１９％，沉积初期 Ｍｎ先于 Ａｌ沉积，通过静态全浸
试验和电化学测试得出 Ａｌ－Ｍｎ合金镀层的腐蚀电
位远负于镍镀层，因此牺牲阳极的保护作用更显著。

Ｉｓｐａｓ［３５］利用电化学石英晶体微天平（ＥＱＣＭ）在氯
化铝基离子液体中铜基体上原位研究了 Ａｌ－Ｍｎ合
金的电沉积过程，而且可以通过改变电流密度和温

度来调整薄的 ＡｌＭｎ沉积物的组成和形态，不需任
何额外添加剂。ＥＤＸ分析表明，提高电解质的温度
可以减少沉积层中氯和氧等形式的杂质。随着电解

质中锰含量的增加，沉积物的形态逐渐改变，由铝薄

膜的多面体结构转变为铝合金的圆形颗粒。

２４　其他Ａｌ的二元合金
除了上述提到的 Ａｌ二元合金以外，关于其他

Ａｌ二元合金的相关报道也很多，并且在耐蚀性、表
面形貌、光泽度等方面都有一定提升。Ｐａｎ等［３６］以

含有ＺｎＣｌ２的 ＡｌＣｌ３－ＥＭＩＣ离子液体研究了 Ａｌ－Ｚｎ
合金在镁合金上的电沉积，通过比较不同基体在质

量分数为３５％ＮａＣｌ溶液中的耐腐蚀性得出相似结
论，即该合金镀层改善了基体在溶液中的钝化行为，

提升了耐蚀性能。Ｘｕ等［３７］在３４３Ｋ下，在含 ＴｉＣｌ４
的ＡｌＣｌ３－ＢＭＩＣ（四乙基溴化铵）离子液体中于低碳
钢上电沉积，得到了均匀致密、膜基结合力良好的

Ａｌ－Ｔｉ合金镀层。镀层中Ｔｉ的原子分数为５３％～
１１４％，Ａｌ－Ｔｉ镀层中 Ｔｉ含量随着电流密度的增加
而增加，合金镀层的耐蚀性也随合金中钛含量的增

加而提高，且远高于纯Ａｌ镀层。Ｚｈａｎｇ等［３８］将ＤＭＩ
（１，３二甲基２咪唑烷酮）与 ＡｌＣｌ３在２９８Ｋ下混合
得到一种新型的离子液体，加入 ＭｇＣｌ２，并以钨丝为
工作电极，电沉积得到 Ａｌ－Ｍｇ合金，ＳＥＭ图像显
示，该沉积物均匀致密，主要组成部分是铝，没有树

突，表面形貌良好。Ｈｉｌｔｙ［３９］采用１乙基３甲基咪唑
氯化物（ＥＭＩＭ：Ｃｌ）电沉积出 Ａｌ－Ｚｒ合金，合金的晶
粒尺寸＜１００ｎｍ，该合金具有较高强度（１３５０ＭＰａ）
和硬度（４５０ＨＶＮ），表面光滑致密，厚度达到了
１ｍｍ以上，并且在耐腐蚀方面也有较好前景。

采用离子液体电沉积铝二元合金是一种有潜力

的绿色技术：反应过程不产生有害气体，对环境影响

较小；与传统的高温铝电解相比，能够在低于１００℃
下电沉积，降低了能耗；可通过选择不同的合金元素

优化铝二元合金性能。未来离子液体电沉积铝技术

的研究和发展可能会集中在进一步优化二元合金工

艺、探索新的合金体系方面，以提高产品性能和应用

范围。

２５　Ａｌ的三元合金
电解液中金属阳离子种类越多，电沉积合金的

难度就越大，主要是控制电沉积过程中的合金组成

十分困难。目前关于三元合金的报道有 Ａｌ－Ｍｎ－
Ｚｒ［４０］、Ａｌ－Ｍｏ－Ｔｉ［４１］、Ａｌ－Ｍｎ－Ｔｉ［４２］、Ａｌ－Ｃｒ－
Ｍｎ［４３］、Ａｌ－Ｗ－Ｍｎ［４４］、Ａｌ－Ｍｏ－Ｍｎ［４５］等。Ｔｓｕｄａ［４１］

等在ＡＩＣｌ３－ＥｔＭｅＩｍＣｌ（１乙基３甲基咪唑氯化铵）
室温离子液体中加入 ＴｉＣｌ２和（Ｍｏ６Ｃｌ８）Ｃｌ４（八氯八
钼酸根离子），在铜基体上成功电沉积得到了 Ａｌ－
Ｍｏ－Ｔｉ合金，该三元合金表面致密，与铜基体紧紧
贴合，并且在耐蚀性方面也表现出了优于相同条件

下得到的 Ａｌ－Ｍｏ二元合金的耐蚀性。之后，Ｔｓｕｄａ
又通过在 ＡｌＣｌ３－ＥｔＭｅｌｍＣｌ离子液体中加入相应的
氯化物分别电沉积出了Ａｌ－Ｍｏ－Ｍｎ合金［４５］和Ａｌ－
Ｗ－Ｍｎ［４４］合金，并且在加入Ｍｎ元素后，得到的三元
合金在耐蚀性和亮度等方面都得到了提升。Ｙａｎｇ
等［４０］向 ＡｌＣｌ３－ＥＭＩＣ离子液体中加入 ＭｎＣｌ２和
ＺｎＣｌ２得到电沉积所需溶液，并成功在低碳钢基板上
电沉积出Ａｌ－Ｍｎ－Ｚｒ三元合金镀层，镀层由许多纳
米级的球状颗粒堆积组成，膜基结合力良好，耐腐蚀

性能极强。

传统的铝合金制备方法通常涉及到有害的化学

物质，而离子液体作为环境友好的电解液，可以减少

对环境的负面影响。另外，离子液体在电沉积过程
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中可以起到调节金属离子扩散的作用。通过优化离

子液体的组分和浓度，可以控制金属离子的扩散速

度，从而影响铝合金的沉积速率和微观结构。虽然

离子液体电沉积铝合金具有许多优势，但仍然存在

一些挑战和限制，例如，离子液体的成本相对较高，

可能会限制其大规模应用。此外，对于离子液体电

沉积铝合金的机理和反应动力学还需要进一步的研

究和探索。

３　添加剂对离子液体电沉积铝及铝合
金的作用
Ａｌ表面会自发形成一层 Ａｌ２Ｏ３薄膜，具有很高

的耐蚀性，因此 Ａｌ被广泛应用于做防护涂层，但是
在无添加剂的情况下 Ａｌ涂层表面普遍存在光泽度
差、硬度低、致密性差等缺点，添加剂的引入可以大

大改善上述缺点。

电沉积中，添加剂多用于提高金属涂层的光亮

度、平整度、致密度等一系列性能。常用的添加剂有

很多，例如整平剂、表面活性剂、有机添加剂及无机

添加剂等等，其中在电沉积铝及铝合金中络合剂和

光亮剂应用较多。前者是通过与溶液中的金属离子

形成络合物，抑制其还原反应而达到细化晶粒的作

用，后者是通过吸附在电极表面阻止Ａｌ的成核来使
涂层表面光滑致密。细化晶粒尺寸对提升 Ａｌ镀层
的表面形貌十分重要，在离子液体体系中选择添加

剂时，首先不能含水，且其能够有效改善离子液体黏

度大、电导率低等问题。

Ｓｈｅｎｇ等［４６］使用２氯烟酸在 ＡｌＣｌ３－ＥＭＩＣ离子
液体中碳钢基体上电沉积出了均匀致密的纳米晶

Ａｌ镀层，并在质量分数为３５％ＮａＣｌ溶液中进行腐
蚀试验，发现纳米晶 Ａｌ膜的腐蚀密度（００６６μＡ／
ｃｍ２）远低于微晶铝膜（１５８μＡ／ｃｍ２），说明纳米晶
铝膜具有更优异的耐蚀性。ＢＡＲＣＨＩ等［４７］将１，１０
菲咯啉添加剂加入到ＡｌＣｌ３－ＢＭＩＭＣｌ（１丁基３甲基
咪唑氯盐）离子液体，并在碳钢表面沉积出光亮致

密的Ａｌ涂层，该涂层的耐蚀性接近于 Ｎｉ－Ｃｒ涂层
的耐蚀性。

冷明浩等［４８］在ＡｌＣｌ３－ＥＭＩＣ离子液体中添加氨
基甲酸甲酯作为添加剂，得到均匀细致且镜面光亮

的Ａｌ沉积层。图２是加入不同浓度氨基甲酸甲酯
后得到的 Ａｌ涂层照片，由图可知，随着添加剂的增
加，晶粒尺寸逐渐减小，整体的光亮效果也随之提

高。无机氯化物也是影响铝沉积的重要添加剂之

一，ＬＩＵ等［４９］探索了 ５种无机氯化物（ＬｉＣｌ、ＮａＣｌ、
ＫＣｌ、ＬａＣｌ３、ＣｅＣｌ３）对 Ａｌ沉积层晶粒尺寸的影响，并
与不含添加剂时Ａｌ晶粒的尺寸进行比较，发现加入
前４种添加剂时 Ａｌ晶粒的尺寸从５２ｎｍ分别减小
到 ３２４ｎｍ、３７１ｎｍ、４２１ｎｍ、４３２ｎｍ，而加入
ＣｅＣｌ３后对Ａｌ晶粒尺寸几乎没影响。

图２　在１４Ａ／ｄｍ２的电流密度下，加入不同浓度氨基甲酸甲酯后，电沉积３ｍｉｎ后获得
Ａｌ沉积层ＳＥＭ图

Ｆｉｇ．２　ＳＥＭｉｍａｇｅｓｏｆＡｌｓｅｄｉｍｅｎｔｓｗｅｒｅｏｂｔａｉｎｅｄａｆｔｅｒ３ｍｉｎｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｂｙａｄｄｉｎｇ
ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎｓｏｆｍｅｔｈｙｌｃａｒｂａｍａｔｅａｔｔｈｅｃｕｒｒｅｎｔｄｅｎｓｉｔｙｏｆ１４Ａ／ｄｍ２

　

　　目前电沉积铝及铝合金的添加剂还存在毒性较
大、成本昂贵、功能单一等诸多问题，后期可以通过

对添加剂进行结构优化或者设计多功能添加剂，也

可以寻找生物降解性好、无毒或低毒的添加剂，来减

少用量降低成本，进一步提升镀层性能，满足现代工

业对铝及铝合金材料功能性的需求。

４　其他条件对离子液体电沉积铝及铝
合金的影响
离子液体作为一种电解质，其电导率对电流效

·４７· 中 国 有 色 冶 金 有色综述　
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率有直接的影响。有文献表明，在一定的电导率下

离子液体的电流效率可以达到 ９０％［５０］，但较低的

离子液体电导率会导致电解过程中离子迁移速率较

慢，致使电流效率底下，原因是较低的电导率限制了

离子的有效传递，增加了电阻。王蒙蒙等［５１］在合成

工艺简单、成本较低的 ＡｌＣｌ３－ＴＥＢＡＣ（苄基三乙基
氯化铵）离子液体加入甲苯添加剂，并研究甲苯的

添加量对电导率的影响，发现在甲苯的摩尔分数添

加量小于７５％时，甲苯添加量与离子液体电导率
成正比，大于７５％时，影响不大。原因是少量甲苯
会稀释溶液中带电离子，降低溶液黏度，故电导率随

之而上升，但有的添加剂反而会起反作用。Ｍａｓａｔｏ
等［５２］在ＡｌＣｌ３－ＥＭＩＣ离子液体中加入０１ｍｏｌ乙二
醇，通过电沉积在镁合金表面得到了致密、平坦的

Ａｌ涂层，研究发现，电导率与乙二醇浓度呈负线性
相关，无添加剂的溶液电导率最高，加入添加剂反而

降低了溶液的电导率。

在应用离子液体电沉积过程中，液体的组分、温

度和电流密度等工艺参数对电流效率、能耗有重要

影响。提高电流效率、降低能耗的措施主要包括：选

择合适的阳离子和阴离子，提高离子液体的导电性

和稳定性；调整工作温度，平衡离子液体中的反应速

率和扩散速率的同时减小热损失；在特定的设备和

工作条件下选择合适的电流密度提高电化学反应的

效率。熔盐和有机溶剂在电化学反应中也有广泛应

用，但在导电性、稳定性、成本等方面与离子液体有

所不同，通过比较这三种介质的特点，可以找到更适

用于特定电化学过程的介质。

５　结论与展望
针对目前铝及铝合金镀层电沉积问题，本文对

近些年国内外各类型的离子液体在电沉积铝及铝合

金方面的机理及进展进行了介绍，并对各类离子液

体电沉积铝及其合金的未来发展给出了建议。

１）ＡｌＣｌ３型离子液体。ＡｌＣｌ３型离子液体是由机
阳离子与 ＡｌＣｌ３组成的离子液体，酸碱度由加入
ＡｌＣｌ３的量来控制。但是其存在着稳定性较低、合成
工艺复杂等缺陷限制了其工业方面的应用。

２）低共熔溶剂型离子液体。低共熔溶剂型离
子液体由ＨＢＡ和 ＨＢＤ组成，是一种新型的绿色溶
剂，通过调节组成成分及比例可赋予其特定的功能

性，弥补了传统 ＡｌＣｌ３离子液体稳定性不足、制备工

艺复杂、制备原料昂贵等缺点，但其也存在着黏度

大、导电性低等缺点，但是低共熔溶剂本身的功能性

更强，相信随着研究的深入其应用会更加广泛。

３）其他离子型液体。其他类型离子液体是由
有机阳离子与各种不同的离散阴离子组成的离子液

体，对水和空气都较为稳定，具有较好的酸催化活

性，但是其研究成本较高、合成较为困难，限制了其

研究深度。

４）铝合金共沉积。分别介绍了一系列铝的二
元合金和三元合金。二元合金包括Ａｌ－Ｎｉ、Ａｌ－Ｃｕ、
Ａｌ－Ｍｎ合金等，并从镀层的表面形貌、耐蚀性、硬度
等方面进行了综合比较分析；由于三元合金合成较

为困难限制了其进一步研究。

５）电沉积铝及其合金的影响因素。添加剂、电
导率、液体的组分、温度和电流密度分别对电沉积都

具有重要影响，其中对电沉积铝及铝合金影响较大

的为光亮剂和络合剂。

相比于传统的离子液体，室温离子液体具有较

宽的电化学窗口，且可设计性强，能合成多功能性的

离子液体，另外还可以回收利用，在电沉积方面应用

前景广阔。但离子液体电沉积领域仍存在诸如吸水

性、电导率相对较低、杂质含量高、电解不均匀等技

术难题。多功能性离子液体正在成为化学和材料科

学中的一个重要研究领域，随着研究的深入和技术

的发展，预计离子液体将在未来的工业生产中发挥

更大的作用。

［参考文献］

［１］　潘波涛，李园园，王锦霞，等．铝防护涂层制备方法的研究进展

［Ｊ］．材料保护，２０２２，５５（１０）：１７１－１７９．

ＰＡＮＢｏｔａｏ，ＬＩＹｕａｎｙｕａｎ，ＷＡＮＧ Ｊｉｎｘｉａ，ｅｔａｌ．Ｒｅｓｅａｒｃｈ

ｐｒｏｇｒｅｓｓｏｆｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄｓｏｆａｌｕｍｉｎｕｍｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅｃｏａｔｉｎｇｓ

［Ｊ］．ＭａｔｅｒｉａｌｓＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎ，２０２２，５５（１０）：１７１－１７９．

［２］　ＫＡＮ Ｈｏｎｇｍｉｎ，ＷＡＮＧ Ｚｈａｏｗｅｎ，ＷＡＮＧ Ｘｉａｏｙａｎｇ，ｅｔａｌ．

ＥｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆａｌｕｍｉｎｕｍｏｎＷｅｌｅｃｔｒｏｄｅｆｒｏｍＡｌＣｌ３－

ＮａＣｌｍｅｌｔｓ［Ｊ］．ＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｆＮｏｎｆｅｒｒｏｕｓＭｅｔａｌｓＳｏｃｉｅｔｙｏｆ

Ｃｈｉｎａ，２０１０，２０（１）：１５８－１６４．

［３］　ＭＩＫＩＴＯＵ．ＯｖｅｒｖｉｅｗｏｖｅｒｓｔｕｄｉｅｓｏｆｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆＡｌｏｒＡｌ

ａｌｌｏｙｓｆｒｏｍ ｌｏｗｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｃｈｌｏｒｏａｌｕｍｉｎａｔｅｍｏｌｔｅｎｓａｌｔｓ［Ｊ］．

ＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｏｌｉｄＳｔａｔｅＥｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，２０１７，２１（３）：６４１－６４７．

［４］　ＣＡＯＲＸ，ＴＡＯＺＣ，ＷＡＮＧＨＢ，ｅｔａｌ．Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆａｎ

ａｌｕｍｉｎｕｍｃｏａｔｉｎｇｏｎａｇｒａｐｈｉｔｅｓｕｒｆａｃｅｆｒｏｍａｍｏｌｔｅｎＡｌＣｌ３－ＮａＣｌ－

ＫＣｌｍｉｘｔｕｒｅ［Ｊ］．Ｃａｒｂｏｎ，２０１５，９３：１０８７－１０８８．

［５］　ＬＩＷｅｉ，ＣＨＥＮＺｅｎｇ，ＷＥＩＣｈａｏｃｈａｏ，ｅｔａｌ．Ｔｈｅｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ

ｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆＡｌ－ＣｕａｌｌｏｙｓｉｎａＬｉＣｌ－ＫＣｌ－ＡｌＣｌ３ｍｏｌｔｅｎｓａｌｔ［Ｊ］．

ＥｌｅｃｔｒｏｃｈｉｍｉｃａＡｃｔａ，２０１６，１９６：１６２－１６８．

·５７·　２０２４年１２月第６期　　　　　吴　江等：离子液体电沉积铝及铝合金镀层的研究进展




［６］　ＹＩＳｕｎ，ＺＨＡＮＧＭ，ＷＥＩＨａｎ，ｅｔａｌ．Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｂｅｈａｖｉｏｕｒ

ａｎｄｃｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆＡｌ－Ｌｉ－ＥｒａｌｌｏｙｓｉｎＬｉＣｌ－ＫＣｌ－ＡｌＣｌ３－Ｅｒ２Ｏ３
ｍｅｌｔｓ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＲａｒｅＥａｒｔｈｓ，２０１３，３１（２）：１９２－１９７．

［７］　ＷＡＮＧＹ，ＷＡＮＧＴ，ＤＯＮＧＤ，ｅｔａｌ．Ｅｎａｂｌｉｎｇｈｉｇｈｅｎｅｒｇｙ

ｄｅｎｓｉｔｙａｑｕｅｏｕｓｂａｔｔｅｒｉｅｓｗｉｔｈｈｙｄｒｏｇｅｎｂｏｎｄａｎｃｈｏｒｅｄｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅｓ

［Ｊ］．Ｍａｔｔｅｒ，２０２２，５（１）：１６２－１７９．

［８］　ＷＡＬＤＥＮＰ．Ｍｏｌｅｃｕｌａｒｗｅｉｇｈｔｓａｎｄｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｃｏｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙｏｆ

ｓｅｖｅｒａｌｆｕｓｅｄｓａｌｔｓ［Ｊ］．ＭａｔｅｒｉａｌｓＳｃｉｅｎｃｅ，１９１４，１８００：４０５－

４２２．

［９］　许金强，杨军，努丽燕娜，等．二次锂电池用离子液体电解质研

究［Ｊ］．化学学报，２００５（１８）：１７３３－１７３８，１６３９．

ＸＵＪｉｎｑｉａｎｇ，ＹＡＮＧＪｕｎ，ＮＵＬＩＹａｎｎａ，ｅｔａｌ．Ｓｔｕｄｙｏｆｉｏｎｉｃ

ｌｉｑｕｉｄｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅｓｆｏｒｓｅｃｏｎｄａｒｙｌｉｔｈｉｕｍ ｂａｔｔｅｒｉｅｓ［Ｊ］．Ａｃｔａ

ＣｈｉｍｉｃａＳｉｎｉｃａ，２００５（１８）：１７３３－１７３８，１６３９．

［１０］　刘风国，王博，章莲玉，等．离子液体在电沉积铝及铝合金中

的应用［Ｊ］．化学进展，２０２０，３２（１２）：２００４－２０１２．

ＬＩＵＦｅｎｇｇｕｏ，ＷＡＮＧＢｏ，ＺＨＡＮＧＬｉａｎｙｕ，ｅｔａｌ．Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆ

ｉｏｎｉｃｌｉｑｕｉｄｉｎｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆａｌｕｍｉｎｕｍａｎｄａｌｕｍｉｎｕｍａｌｌｏｙｓ

［Ｊ］．ＡｄｖａｎｃｅｓｉｎＣｈｅｍｉｓｔｒｙ，２０１９，３２（１２）：２００４－２０１２．

［１１］　张丽鹏，王晓铭，于先进，等．室温离子液体中电沉积铝及铝

合金的研究进展［Ｊ］．湿法冶金，２０１０，２９（４）：２２０－２２４．

ＺＨＡＮＧＬｉｐｅｎｇ，ＷＡＮＧＸｉａｏｍｉｎｇ，ＹＵＸｉａｎｊｉｎ，ｅｔａｌ．Ｒｅｓｅａｒｃｈ

ｐｒｏｇｒｅｓｓｏｆｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆａｌｕｍｉｎｕｍａｎｄａｌｕｍｉｎｕｍａｌｌｏｙｓｉｎ

ｉｏｎｉｃｌｉｑｕｉｄｓａｔｒｏｏｍ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ［Ｊ］．Ｈｙｄｒｏｍｅｔａｌｌｕｒｇｙｏｆ

Ｃｈｉｎａ，２０１０，２９（４）：２２０－２２４．

［１２］　ＬＡＩＰ Ｋ， ＳＫＹＬＬＡＳＫＡＺＡＣＯＳ Ｍ． Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ ｏｆ

ａｌｕｍｉｎｉｕｍ ｉｎａｌｕｍｉｎｉｕｍ ｃｈｌｏｒｉｄｅ／１ｍｅｔｈｙｌ３ｅｔｈｙｌｉｍｉｄａｚｏｌｉｕｍ

ｃｈｌｏｒｉｄｅ［Ｊ］． ＪｏｕｒｎａｌｏｆＥｌｅｃｔｒｏａｎａｌｙｔｉｃａｌＣｈｅｍｉｓｔｒｙ ａｎｄ

ＩｎｔｅｒｆａｃｉａｌＥｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，１９８８，２４８（２）：４３１－４４０．

［１３］　ＺＨＥＮＧ Ｙｏｎｇ，ＺＨＡＮＧ Ｓｕｏｊｉａｎｇ，ＬＶ Ｘｉｎｇｍｅｉ，ｅｔａｌ．Ｌｏｗ

ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆａｌｕｍｉｎｕｍｉｎＬｅｗｉｓａｃｉｄ１ａｌｌｙｌ３

ｍｅｔｈｙｌｍｉｚｏｌｏｃｈｌｏｒｏａｌｕｍｉｎｉｃａｃｉｄ ｉｏｎｉｃｌｉｑｕｉｄ［Ｊ］．Ｃｈｉｎｅｓｅ

ＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｈｅｍｉｃａｌＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０１２，２０（１）：１３０－１３９．

［１４］　ＪＩＡＮＧＴ，ＢＲＹＭＭＪＣ，ＤＵＢＥＧ，ｅｔａｌ．ＳｔｕｄｉｅｓｏｎｔｈｅＡｌＣｌ３／

ｄｉｍｅｔｈｙｌｓｕｌｆｏｎｅ （ＤＭＳＯ２） ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅｓ ｆｏｒｔｈｅ ａｌｕｍｉｎｕｍ

ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｐｒｏｃｅｓｓｅｓ［Ｊ］．ＳｕｒｆａｃｅａｎｄＣｏａｔｉｎｇＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２００７，

２０１（１４）：６３０９－６３１７．

［１５］　李园园，王锦霞，谢宏伟，等．ＡｌＣｌ３－［ＥＭＩＭ］Ｃｌ离子液体中

铸铁表面电沉积耐蚀铝涂层研究［Ｊ］．材料保护，２０２２，５５

（４）：７７－８４．

ＬＩＹｕａｎｙｕａｎ，ＷＡＮＧＪｉｎｘｉａ，ＸＩＥＨｏｎｇｗｅｉ，ｅｔａｌ．Ｓｔｕｄｙｏｎ

ｃｏｒｒｏｓｉｏｎｒｅｓｉｓｔａｎｔａｌｕｍｉｎｕｍ ｃｏａｔｉｎｇｏｎｃａｓｔｉｒｏｎＳｕｒｆａｃｅｂｙ

ＥｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎＡｌＣｌ３－［ＥＭＩＭ］Ｃｌｉｏｎｉｃｌｉｑｕｉｄ［Ｊ］．

ＭａｔｅｒｉａｌｓＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎ，２０１２，５５（４）：７７－８４．

［１６］　ＡＢＢＯＴＴＡＰ，ＨＡＲＲＩＳＲＣ，ＨＳＩＥＨ Ｙ，ｅｔａｌ．Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ

ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｕｎｄｅｒａｍｂｉｅｎｔｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ［Ｊ］．ＰｈｙｓＣｈｅｍＣｈｅｍ

Ｐｈｙｓ，２０１４，１６（２８）：１４６７５－８１．

［１７］　ＢＡＫＫＡＲ Ａ，ＮＥＵＢＥＲＴ Ｖ．Ａ ｎｅｗ ｍｅｔｈｏｄ ｆｏｒｐｒａｃｔｉｃａｌ

ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ ｏｆａｌｕｍｉｎｉｕｍ ｆｒｏｍ ｉｏｎｉｃ ｌｉｑｕｉｄｓ［Ｊ］．

Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｃｏｍｍｕｎ，２０１５，５１：１１３－１１６．

［１８］　ＴＡＮＧＪＷ，ＡＺＵＭＩＫ．ＩｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔｏｆＡｌｃｏａｔｉｎｇａｄｈｅｓｉｖｅ

ｓｔｒｅｎｇｔｈｏｎｔｈｅＡＺ９１Ｄｍａｇｎｅｓｉｕｍａｌｌｏｙｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｅｄｆｒｏｍ

ｉｏｎｉｃｌｉｑｕｉｄ［Ｊ］．ＳｕｒｆａｃｅＣｏａｔｉｎｇＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０１２，２０８：１－６．

［１９］　裴启飞，华一新，李艳，等．水对 ＡｌＣｌ３－ＢＭＩＣ离子液体电沉

积铝的影响［Ｊ］．中国有色金属学报，２０１２，２２（５）：１４６８－

１４７４．

ＰＥＩＱｉｆｅｉ，ＨＵＡＹｉｘｉｎ，ＬＩＹａｎ，ｅｔａｌ．ＥｆｆｅｃｔｏｆｗａｔｅｒｏｎＡｌＣｌ３－

ＢＭＩＣｉｏｎｉｃｌｉｑｕｉｄｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆａｌｕｍｉｎｕｍ ［Ｊ］．Ｔｈｅ

ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＮｏｎｆｅｒｒｏｕｓＭｅｔａｌｓ，２０１２，２２（５）：１４６８－

１４７４．

［２０］　ＡＢＢＯＴＴＡＰ，ＱＩＵＦ，ＡＢＯＯＤＨＭＡ，ｅｔａｌ．Ｄｏｕｂｌｅｌａｙｅｒ，

ｄｉｌｕｅｎｔａｎｄａｎｏｄｅｅｆｆｅｃｔｓｕｐｏｎｔｈｅｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆａｌｕｍｉｎｉｕｍ

ｆｒｏｍｃｈｌｏｒｏａｌｕｍｉｎａｔｅｂａｓｅｄｉｏｎｉｃｌｉｑｕｉｄｓ［Ｊ］．ＰｈｙｓｉｃａｌＣｈｅｍｉｓｔｒｙ

ＣｈｅｍｉｃａｌＰｈｙｓｉｃｓ，２０１０，１２（８）：１８６２－１８７２．

［２１］　ＡＢＢＯＴＴＡＰ，ＣＡＰＰＥＲＧ，ＤＡＶＩＥＳＤＬ，ｅｔａｌ．Ｎｏｖｅｌｓｏｌｖｅｎｔ

ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆｃｈｏｌｉｎｅｃｈｌｏｒｉｄｅ／ｕｒｅａｍｉｘｔｕｒｅｓ［Ｊ］．Ｃｈｅｍｉｃａｌ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ（Ｃａｍｂ），２００３，３９（１）：７０－１．

［２２］　ＷＡＮＧＪＦ，ＷＡＮＧ Ｐ，ＷＡＮＧ Ｑ，ｅｔａｌ．Ｌｏｗｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ

ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆａｌｕｍｉｎｕｍｉｎｏｒｇａｎｉｃｂａｓｅｓ／ｔｈｉｏｕｒｅａ

ｂａｓｅｄｄｅｅｐｅｕｔｅｃｔｉｃｓｏｌｖｅｎｔｓ［Ｊ］．ＡＣＳＳｕｓｔａｉｎａｂｌｅＣｈｅｍｉｓｔｒｙａｎｄ

Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０１８，６（１１）：１５４８０－１５４８６．

［２３］　ＰＲＡＢＵＳ，ＷＡＮＧＨＷ．Ｆａｃｔｏｒｓａｆｆｅｃｔｉｎｇｔｈｅｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ

ｏｆａｌｕｍｉｎｕｍ ｍｅｔａｌｉｎａｎａｌｕｍｉｎｕｍ ｃｈｌｏｒｉｄｅｕｒｅａｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅ

ｓｏｌｕｔｉｏｎ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆｔｈｅＣｈｉｎｅｓｅＣｈｅｍｉｃａｌＳｏｃｉｅｔｙ，２０１７，６４

（１２）：１４６７－１４７７．

［２４］　王姝羡，徐存英，陈晓，等．ＡｌＣｌ３－ｕｒｅａ类离子液体电沉积铝

研究［Ｊ］．工程科学与技术，２０２３，５５（３）：２１７－２２４．

ＷＡＮＧＳｈｕｘｉａｎ，ＸＵＣｕｎｙｉｎｇ，ＣＨＥＮＸｉａｏ，ｅｔａｌ．Ｓｔｕｄｙｏｎ

ＡｌＣｌ３－ｕｒｅａｉｏｎｉｃｌｉｑｕｉｄｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆａｌｕｍｉｎｕｍ［Ｊ］．

ＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ：２０２３，５５（３）：２１７－２２４．

［２５］　ＳｅｂａｓｔｉáｎＰ，ＶａｌｌéｓＥ，ＧóｍｅｚＥ．Ｃｏｐｐｅｒｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎａ

ｄｅｅｐｅｕｔｅｃｔｉｃｓｏｌｖｅｎｔ．ＦｉｒｓｔｓｔａｇｅｓａｎａｌｙｓｉｓｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇＣｕ（Ｉ）

ｓｔａｂｉｌｉｚａｔｉｏｎｉｎｃｈｌｏｒｉｄｅｍｅｄｉａ［Ｊ］．ＥｌｅｃｔｒｏｃｈｉｍｉｃａＡｃｔａ，２０１４，

１２３：２８５－２９５．

［２６］　ＡＢＥＤＩＮＳＺ，ＭＯＵＳＴＡＦＡＥＭ，ＨＥＭＰＥＬＭＡＮＮＲ，ｅｔａｌ．

Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆｎａｎｏａｎｄｍｉｃｒｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅａｌｕｍｉｎｉｕｍ ｉｎ

ｔｈｒｅｅｄｉｆｆｅｒｅｎｔａｉｒａｎｄ ｗａｔｅｒｓｔａｂｌｅ ｉｏｎｉｃ ｌｉｑｕｉｄｓ［Ｊ］．

Ｃｈｅｍｐｈｙｓｃｈｅｍ，２００６，７（７）：１５３５－１５４３．

［２７］　ＡＢＥＤＩＮＳＺ，ＰＯＬＬＥＴＨＭ，ＭＥＩＳＳＳＡ，ｅｔａｌ．Ｉｏｎｉｃｌｉｑｕｉｄｓａｓ

ｇｒｅｅｎｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅｓｆｏｒｔｈｅｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆｎａｎｏｍａｔｅｒｉａｌｓ［Ｊ］．

ＧｒｅｅｎＣｈｅｍｉｓｔｒｙ，２００７，９（６）：５４９－５５３．

［２８］　ＧＩＲＩＤＨＡＲＰ，ＡＢＥＤＩＮＳＺ，ＥＮＤＲＲＥＳＦ．Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆ

ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅａｌｕｍｉｎｉｕｍ，ｃｏｐｐｅｒ，ａｎｄｃｏｐｐｅｒａｌｕｍｉｎｉｕｍａｌｌｏｙｓ

ｆｒｏｍ１ｂｕｔｙｌ１ｍｅｔｈｙｌｐｙｒｒｏｌｉｄｉｎｉｕｍｔｒｉｆｌｕｏｒｏｍｅｔｈｙｌｓｕｌｆｏｎａｔｅｉｏｎｉｃ

ｌｉｑｕｉｄ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｏｌｉｄＳｔａｔｅＥｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，２０１２，１６

（１１）：３４８７－３４９７．

［２９］　侯媛媛，李瑞乾，梁军，等．三氯化铝／盐酸三甲胺离子液体

中电沉积制备Ａｌ－Ｎｉ合金镀层［Ｊ］．表面技术，２０１８，４７（７）：

２３０－２３５．

ＨＯＵＹｕａｎｙｕａｎ，ＬＩＲｕｉｇａｎ，ＬＩＡＮＧＪｕｎ，ｅｔａｌ．Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｏｆ

·６７· 中 国 有 色 冶 金 有色综述　




Ａｌ－Ｎｉａｌｌｏｙｃｏａｔｉｎｇｂｙｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆａｌｕｍｉｎｕｍｔｒｉｃｈｌｏｒｉｄｅ／

ｔｒｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ ｈｙｄｒｏｃｈｌｏｒｉｄｅ ｉｏｎｉｃ ｌｉｑｕｉｄ ［Ｊ］． Ｓｕｒｆａｃｅ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０１８，４７（７）：２３０－２３５．

［３０］　孙淑萍，尹彦冰，王兆文，等．钢板熔盐电镀Ａｌ－Ｍｎ和Ａｌ－Ｎｉ

合金镀层［Ｊ］．东北大学学报，２０００（１）：６６－６９．

ＳＵＮＳｈｕｐｉｎｇ，ＹＩＮＹａｎｂｉｎｇ，ＷＡＮＧＺｈａｏｗｅｎ，ｅｔａｌ．Ａｌ－Ｍｎ

ａｎｄＡｌ－Ｎｉａｌｌｏｙｅｌｅｃｔｒｏｐｌａｔｉｎｇｂｙｍｏｌｔｅｎｓａｌｔ［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌｏｆ

ＮｏｒｔｈｅａｓｔｅｒｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，２０００（１）：６６－６９．

［３１］　ＳＵＮＥＥＳＨＰＶ，ＳＡＴＨＥＥＳＨＢａｂｕＴＧ，ＲＡＭＡＣＨＡＮＤＲＡＮＴ．

Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆａｌｕｍｉｎｉｕｍａｎｄａｌｕｍｉｎｉｕｍｃｏｐｐｅｒａｌｌｏｙｓｆｒｏｍ

ａｒｏｏｍｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｉｏｎｉｃｌｉｑｕｉｄｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅｃｏｎｔａｉｎｉｎｇａｌｕｍｉｎｉｕｍ

ｃｈｌｏｒｉｄｅａｎｄ ｔｒｉｅｔｈｙｌａｍｉｎｅｈｙｄｒｏｃｈｌｏｒｉｄｅ［Ｊ］． Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

ＪｏｕｒｎａｌｏｆＭｉｎｅｒａｌｓ，Ｍｅｔａｌｌｕｒｇｙ，ａｎｄＭａｔｅｒｉａｌｓ，２０１３，２０：

９０９－９１６．

［３２］　ＳＴＡＦＦＯＲＤＧＲ，ＪＯＶＩＣＶＤ，ＭＯＦＦＡＴＴＰ，ｅｔａｌ．Ｔｈｅ

ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆＡｌ－Ｃｕ ａｌｌｏｙｓｆｒｏｍ ｒｏｏｍｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ

ｃｈｌｏｒｏａｌｕｍｉｎａｔｅｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅｓ［Ｊ］．ＥＣＳＰｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓＶｏｌｕｍｅｓ，

１９９９，１９９９（１）：５３５．

［３３］　ＧＩＲＩＤＨＡＲ Ｐ， ＺＥＩＮ Ｅｌ Ａｂｅｄｉｎ Ｓ， ＥＮＤＲＥＳ Ｆ．

Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅａｌｕｍｉｎｉｕｍ，ｃｏｐｐｅｒ，ａｎｄ

ｃｏｐｐｅｒａｌｕｍｉｎｉｕｍ ａｌｌｏｙｓ ｆｒｏｍ １ｂｕｔｙｌ１ｍｅｔｈｙｌｐｙｒｒｏｌｉｄｉｎｉｕｍ

ｔｒｉｆｌｕｏｒｏｍｅｔｈｙｌｓｕｌｆｏｎａｔｅｉｏｎｉｃｌｉｑｕｉｄ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｏｌｉｄＳｔａｔｅ

Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，２０１２，１６：３４８７－３４９７．

［３４］　徐静，刘启星，裘嘉豪，等．电镀铝－锰合金的耐人工汗液腐

蚀性能［Ｊ］．电镀与涂饰，２０２０，３９（１３）：８４４－８４９．

ＸＵＪｉｎｇ，ＬＩＵＱｉｘｉｎｇ，ＱＩＵＪｉａｈａｏ，ｅｔａｌ．Ｃｏｒｒｏｓｉｏｎｒｅｓｉｓｔａｎｃｅｏｆ

ａｌｕｍｉｎｉｕｍｍａｎｇａｎｅｓｅａｌｌｏｙｅｌｅｃｔｒｏｐｌａｔｉｎｇｔｏａｒｔｉｆｉｃｉａｌｓｗｅａｔ［Ｊ］．

ＥｌｅｃｔｒｏｐｌａｔｉｎｇａｎｄＦｉｎｉｓｈｉｎｇ，２０２０，３９（１３）：８４４－８４９．

［３５］　ＩＳＰＡＳＡ，ＢＵＮＤＡ．Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｉｏｎｉｃｌｉｑｕｉｄｓ［Ｊ］．Ｔｈｅ

ＥｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌＳｏｃｉｅｔｙＩｎｔｅｒｆａｃｅ，２０１４，２３（１）：４７．

［３６］　ＰＡＮＳＪ，ＴＳＡＩＷＴ，ＳＵＮＩＷ．ＥｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆＡｌ－Ｚｎｏｎ

ｍａｇｎｅｓｉｕｍ ａｌｌｏｙｆｒｏｍ ＺｎＣｌ２ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇｉｏｎｉｃｌｉｑｕｉｄｓ［Ｊ］．

ＥｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌａｎｄＳｏｌｉｄＳｔａｔｅＬｅｔｔｅｒｓ，２０１０，１３（９）：Ｄ６９．

［３７］　ＸＵＣ，ＨＵＡＹ，ＺＨＡＮＧＱ，ｅｔａｌ．ＥｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆＡｌ－Ｔｉ

ａｌｌｏｙｏｎｍｉｌｄｓｔｅｅｌｆｒｏｍＡｌＣｌ３－ＢＭＩＣｉｏｎｉｃｌｉｑｕｉｄ［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌｏｆ

ＳｏｌｉｄＳｔａｔｅＥｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，２０１７，２１：１３４９－１３５６．

［３８］　ＺＨＡＮＧ Ｘ，ＬＩＵ Ａ，ＬＩＵ Ｆ， ｅｔａｌ． Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ ｏｆ

ａｌｕｍｉｎｕｍｍａｇｎｅｓｉｕｍａｌｌｏｙｓｆｒｏｍａｎａｌｕｍｉｎｕｍｃｏｎｔａｉｎｉｎｇｓｏｌｖａｔｅ

ｉｏｎｉｃ ｌｉｑｕｉｄ ａｔｒｏｏｍ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ［Ｊ］． Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ，２０２１，１３３：１０７１６０．

［３９］　ＨＩＬＴＹＲＤ，ＭＡＳＵＲＬＪ．Ｏｎｔｈｅｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆｌｉｇｈｔｗｅｉｇｈｔ

ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅａｌｕｍｉｎｕｍａｌｌｏｙｓｂｙｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ［Ｊ］．ＪＯＭ，

２０１７，６９（１２）：２６２１－２６２５．

［４０］　ＹＡＮＧＪ，ＣＨＡＮＧＬ，ＪＩＡＮＧＬ，ｅｔａｌ．ＥｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆＡｌ－

Ｍｎ－Ｚｒｔｅｒｎａｒｙａｌｌｏｙｆｉｌｍｓｆｒｏｍ ｔｈｅＬｅｗｉｓａｃｉｄｉｃａｌｕｍｉｎｕｍ

ｃｈｌｏｒｉｄｅ１ｅｔｈｙｌ３ｍｅｔｈｙｌｉｍｉｄａｚｏｌｉｕｍ ｃｈｌｏｒｉｄｅｉｏｎｉｃｌｉｑｕｉｄａｎｄ

ｔｈｅｉｒｃｏｒｒｏｓｉｏｎｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ［Ｊ］．ＳｕｒｆａｃｅＣｏａｔｉｎｇＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０１７，

３２１：４５－５１．

［４１］　ＴＳＵＤＡＴ，ＡＲＩＭＯＴＯＳ，ＫＵＷＡＢＡＴＡＳ．Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆ

Ａｌ－Ｍｏ－ＴｉｔｅｒｎａｒｙａｌｌｏｙｓｉｎｔｈｅＬｅｗｉｓａｃｉｄｉｃａｌｕｍｉｎｕｍｃｈｌｏｒｉｄｅ

１ｅｔｈｙｌ３ｍｅｔｈｙｌｉｍｉｄａｚｏｌｉｕｍ ｃｈｌｏｒｉｄｅ ｒｏｏｍｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｉｏｎｉｃ

ｌｉｑｕｉｄ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆｔｈｅＥｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌＳｏｃｉｅｔｙ，２００８，１５５

（４）：２５６－２６２．

［４２］　ＬＩＵＧＱ，ＺＨＵＺＹ，ＫＥＷ．ＴｈｅｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎｏｆＡｌ－Ｍｎｃｏａｔｉｎｇｓ

ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｅｄｆｒｏｍｍｏｌｔｅｎｓａｌｔｏｎｓｔｅｅｌ［Ｊ］．ＣｏｒｒｏｓｉｏｎＳｃｉｅｎｃｅ

ａｎｄＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０００，１２（５）：２８４－２８７．

［４３］　ＨＵＳＳＥＹＣ，ＷＡＴＴＳＨ．ＥｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆＡｌ－Ｃｒ－Ｍｎａｌｌｏｙｓ

ｆｒｏｍｃｈｌｏｒｏａｌｕｍｉｎａｔｅｉｏｎｉｃｌｉｑｕｉｄｓ［Ｊ］．ＥＣＳＭｅｅｔｉｎｇＡｂｓｔｒａｃｔｓ，

２０２０（１）：１２４５．

［４５］　ＴＳＵＤＡＴ，ＩＫＥＤＡＹ，ＫＵＷＡＢＡＴＡＳ，ｅｔａｌ．Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆ

Ａｌ－Ｗ －Ｍｎａｌｌｏｙｆｒｏｍ ＬｅｗｉｓａｃｉｄｉｃＡｌＣｌ３ －１ｅｔｈｙｌ３

ｍｅｔｈｙｌｉｍｉｄａｚｏｌｉｕｍｃｈｌｏｒｉｄｅｉｏｎｉｃｌｉｑｕｉｄ［Ｊ］．ＭｏｌｔｅｎＳａｌｔｓａｎｄ

ＩｏｎｉｃＬｉｑｕｉｄｓ１９ＥＣＳＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ，２０１４，６４（４）：５６３－５７４．

［４６］　ＴＳＵＤＡＴ，ＣＨＡＲＬＥＳＬＨ，ＧＥＲＹＲ，ｅｔａｌ．Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆ

Ａｌ－Ｍｏ－Ｍｎｔｅｒｎａｒｙａｌｌｏｙｓｆｒｏｍ ｔｈｅＬｅｗｉｓａｃｉｄｉｃＡｌＣｌ３－

ＥｔＭｅＩｍＣｌｍｏｌｔｅｎｓａｌｔ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆｔｈｅＥｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌＳｏｃｉｅｔｙ．

２００５，１５２（９）：Ｃ６２０－Ｃ６２５．

［４７］　ＳＨＥＮＧＰＦ，ＣＨＥＮＢ，ＳＨＡＯＨＢ，ｅｔａｌ．Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎａｎｄ

ｃｏｒｒｏｓｉｏｎ ｂｅｈａｖｉｏｒ ｏｆ ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ ａｌｕｍｉｎｕｍ ｆｒｏｍ ａ

ｃｈｌｏｒｏａｌｕｍｉｎａｔｅｉｏｎｉｃｌｉｑｕｉｄ［Ｊ］．ＭａｔｅｒｉａｌｓａｎｄＣｏｒｒｏｓｉｏｎ，２０１５，

６６（１１）：１３３８－１３４３．

［４８］　ＢＡＲＣＨＩＬ，ＢＡＲＤＩＵ，ＣＡＰＯＲＡＬＩＳ，ｅｔａｌ．Ｅｌｅｃｔｒｏｐｌａｔｅｄ

ｂｒｉｇｈｔａｌｕｍｉｎｉｕｍ ｃｏａｔｉｎｇｓｆｏｒａｎｔｉｃｏｒｒｏｓｉｏｎ ａｎｄ ｄｅｃｏｒａｔｉｖｅ

ｐｕｒｐｏｓｅｓ［Ｊ］．ＰｒｏｇｒｅｓｓｉｎＯｒｇａｎｉｃＣｏａｔｉｎｇｓ，２０１０，６７（１－２）：

１４６－１５１．

［４９］　冷明浩，陈仕谋，张军玲，等．含羰基有机添加剂对 ＡｌＣｌ３－

［Ｅｍｉｍ］Ｃｌ电沉积铝的影响［Ｊ］．化学学报，２０１５，７３（５）：

４０３－４０８．

ＬＥＮＧＭｉｎｇｈａｏ，ＣＨＥＮＳｈｉｍｏｕ，ＺＨＡＮＧＪｕｎｌｉｎｇ，ｅｔａｌ．Ｅｆｆｅｃｔ

ｏｆ ｏｒｇａｎｉｃ ａｄｄｉｔｉｖｅｓ ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ ｃａｒｂｏｎｙｌ ｏｎ ａｌｕｍｉｎｕｍ

ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｂｙＡｌＣｌ３－［Ｅｍｉｍ］Ｃｌ［Ｊ］．ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆ

Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，２０１５，７３（５）：４０３－４０８．

［５０］　ＬＩＵＬ，ＬＵＸ，ＣＡＩＹ，ｅｔａｌ．Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆａｄｄｉｔｉｖｅｓｏｎｔｈｅ

ｓｐｅｃｉａｔｉｏｎ，ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ， ａｎｄ ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｉｔｙｏｆａｌｕｍｉｎｉｕｍ

ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ［Ｊ］．Ａｕｓｔｒａｌｉａｎｊｏｕｒｎａｌｏｆｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，２０１２，６５

（１１）：１５２３－１５２８

［５１］　尹小梅，徐联宾，单南南，等．ＴＭＰＡＣ－ＡｌＣｌ３离子液体中恒电

流电沉积铝［Ｊ］．化工学报，２０１３，６４（３）：１０２２－１０２９．

ＹＩＮＸｉａｏｍｅｉ，ＸＵＬｉａｎｂｉｎ，ＳＨＡＮＮａｎｎａｎ，ｅｔａｌ．Ａｌｕｍｉｎｕｍ

ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｂｙｃｏｎｓｔａｎｔｃｕｒｒｅｎｔｉｎＴＭＰＡＣ－ＡｌＣｌ３ ｉｏｎｉｃ

ｌｉｑｕｉｄ［Ｊ］．ＡｃｔａＣｈｅｍｏｌｏｇｉｃａＳｉｎｉｃａ，２０１３，６４（３）：１０２２－

１０２９．

［５２］　王蒙蒙，徐存英，华一新，等．甲苯对 ＡｌＣｌ３－ＴＥＢＡＣ离子液

体中电沉积铝的影响［Ｊ］．有色金属（冶炼部分），２０１６（８）：

６４－６９．

ＷＡＮＧＭｅｎｇｍｅｎｇ，ＸＵＣｕｎｙｉｎｇ，ＨＵＡＹｉｘｉｎ，ｅｔａｌ．Ｅｆｆｅｃｔｏｆ

ｔｏｌｕｅｎｅｏｎｅｌｅｃｔｒｏｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆａｌｕｍｉｎｕｍｉｎＡｌＣｌ３－ＴＥＢＡＣｉｏｎｉｃ

ｌｉｑｕｉｄ［Ｊ］．ＮｏｎｆｅｒｒｏｕｓＭｅｔａｌｓ（ＥｘｔｒａｃｔｉｖｅＭｅｔａｌｌｕｒｇｙ），２０１６

（８）：６４－６９．
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（１．ＳｃｈｏｏｌｏｆＭｅｃｈａｎｉｃａｌＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，ＳｈｅｎｙａｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｓｈｅｎｙａｎｇ１１００００，Ｃｈｉｎａ；
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更正声明

由于作者失误，发表在《中国有色冶金》２０２３年第５２卷 第３期《含砷废水制备亚砷酸铜的工艺研究》
（作者：陈辉 陈芳芳）８１页左下脚注中基金项目最后一项“江西省教育厅科学技术研究项目（ＧＪＪ２０２２６０１）”
项目批准号有误，更正为“江西省教育厅科学技术研究项目（ＧＪＪ２２０２６０１）”。
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